Tabulka ¢. 5

Tabulka €. 5

POVLAKOVANE MATERIALY PRO SOUSTRUZENI - RADA 9000
POVLAKOVANE MATERIALY PRE SUSTRUZENIE - RADA 9000

Mikrostruktura
Mikrostruktura

Skupina
I . obrabénych
Aplikaéni oblasti materili
Aplikacné oblasti Skupina

obrébanych
materidlov

Doporucené pouziti
Doporucené pouzitie

9210

10 20 30 40

popis materialu

- nejotéruvzdoméjsi materiél fady 92XX

- funkéné gradientni substrét s relativné nizkym obsahem kobaltu
- silny povlak s nosnou vrstvou Al,O, naneseny metodou MTCVD

- specidlni tprava po poviaku

- dokonGovaci az hrubovaci soustruzeni

- obrabéni materiald skupin P déle K a podminéné aplikovatelny

iprosk. M

- vy3§i fezné rychlosti
- kontinuaini a podminéné i mimé prerusovany fez

- najoteruvzdomnej$i material rady 92XX

- funkéne gradientny substrat s relativne nizkym obsahom kobaltu

- silny povlak s nosnou vrstvou Al,0, naneseny metédou MTCVD

- $pecidlnd Uprava po poviaku

- dokoncovacie az hrubovacie sistruzenie

- obrabanie materidlov skupin P dalej K a podmienene aplikovatelny

i pre skupinu M
vy$sie rezné rychlosti
kontinualny i preruSovany rez

9230

10 20 30 4

popis materidlu

- funkéné gradientni substrat

- modemi stfedné silny specidini MTCVD poviak

- specidlni prava po poviaku

- dokongovaci az hrubovaci soustruzeni

- obrabéni materiald skupin P, M dale K a podminéné aplikovatelny

i pro skupinu S

- stfedni a vyssi fezné rychlosti
- kontinudIn i preruSovany fez

- najuniverzalnej$i materidl novej generacie - rady 9000
- funkéne gradientny substrat
- modemy stredno silny $pecidliny MTCVD poviak

pecialnd Uprava po poviaku

- dokoncovacie az hrubovacie ststruzenie
- obrabanie materidlov skupin PM dalej K a podmienene aplikovatelny

i pre skupinu S

- stredné a vyssie rezné rychlosti
- kontinualny i prerusovany rez

9235

0 20 30 40

popis materialu

- funkéné gradientni substrét s relativné vysokym obsahem kobaltu

- stfedné silny speciélni MTCVD poviak

- specidlni prava po poviaku

- hrubovaci az dokoncovaci soustruzeni

- obrabéni materiali skupin P, M dale K a podminéné aplikovatelny

i pro skupinu S

- stfedni fezné rychlosti
- nepiiznivé zabérové podminky, preruSovany i kontinualni fez

- funkéne gradientny substrat s relativne vysokym obsahom kobaltu

- stredne silny Specidlny MTCVD poviak

- $peciélnd Uprava po poviaku

- hrubovacie az dokoncovacie ststruzenie

- obrabanie materidlov skupin P, M dalej K a podmienene aplikovatelny

i pre skupinu S

- stredné a vy3Sie rezné rychlosti
- nepriaznivé zéberové podmienky, preruSovany i kontinuélny rez

1 - hlavni oblast pouZiti / hlavna oblast pouzitia

2/PRAMET

0O - daldi pouZiti / dalSie pouZitie

0 - podminéné pouZiti / podmienené pouZitie
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Tabulka ¢. 5 POVLAKOVANE MATERIALY PRO SOUSTRUZENI - RADA 9000

Tabulka €. 5 POVLAKOVANE MATERIALY PRE SUSTRUZENIE - RADA 9000

Skupina
) - . obrébénych et wir
Mikrostruktura Aplikaéni oblasti materiali Doporucené pouziti
Mikrostruktura Aplikacné oblasti Skupina Doporucené pouzitie
obrébanych
materidlov

93 1 o 10 20 30 40 popis materialu

- nejotéruvzdoméj$i material fady 93xx

- funkéné gradientni substrat s nizkym obsahem pojici kobaltové féze

- silny MT-CVD povlak s unikétni kryci vrstvou Al20, zarucujici vynikajic
tepelnou, mechanickou a chemickou ochranu podkladového materidlu

- speciélni finélni tprava povlaku

- obrabéni materiali skupiny P

- dokoncovaci operace, kontinuaini a podminéné i mimé preruSovany fez

- vysoka tepelnd stabilita fezné hrany

- vhodny pro aplikace s vysokymi feznymi rychlostmi

- najoteruvzdomej$i material rady 93xx

- funkéne gradientny substrat s nizkym obsahom pojiva kobaltovej féze

- silny MT-CVD povlak s unikétnou krycou vrstvou Al203 zaruéujlicou
vynikajlicu tepelnd, mechanickd a chemickd ochranu podkladového

L N A e T materialu

- $peciédlna finélna tprava povlaku

- obrabané materidly skupiny P

- dokoncovacie operdcie, kontinuélny a podmienene aj mieme preruso-
vany rez

- vysoka tepeln4 stabilita reznej hrany

- vhodny pre aplikacie s vysokymi reznymi rychlostami

9315

popis materidlu

- materiél s vysokou otéruvzdomosti a dobrou houzevnatosti

- funkéné gradientni substrat s relativné nizkym obsahem pojici
kobaltové faze

- silny MT-CVD povlak s unikatni kryci vrstvou Al20, zarucujici vynikajici
tepelnou, mechanickou a chemickou ochranu poszladového materidlu

- specialni findInf Uprava povlaku

- obrébéni materialt skupiny P

- dokonéovaci operace, kontinudini a mimé pferusovany fez

- vysokd tepelna stabilita fezné hrany

- vhodny pro aplikace s vysokymi a stfednimi feznymi rychlostmi

REZNE MATERIALY
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- materidl s vysokou oteruvzdornostou a dobrou htizevnatostou

- funkéne gradientny substrét s relativne nizkym obsahom pojiva
kobaltovej faze

- silny MT-CVD povlak s unikdtnou krycou vrstvou Al203 zaruéujlicu
vynikajlicu tepelnd, mechanickdi a chemickd ochranu podkladového
materidlu

- pecidlna findlna Uprava povlaku

- obrébanie materiélov skupiny P

- dokonéovacie operécie, kontinualny aj mieme prerusovany rez

- vysokd tepelna stabilita reznej hrany

- vhodny pre aplikécie s vysokymi a strednymi reznymi rychlostami

9 3 2 5 10 20 30 40 I a ES popis materialu
.... 1 - nejhouzevnatéjsi materidl fady 93xx
- funkéné gradientni substrat s relativné vysokym obsahem pojici
kobaltové féze

- silny MT-CVD povlak s unikatni kryci vrstvou Al203 zaruéujici vynikajici
tepelnou, mechanickou a chemickou ochranu podkladového materialu

- specidlni finlni Uprava povlaku

- obrdbéni materialt skupiny P

- univerzalni pouziti

- nepfiznivé zabérové podminky, kontinudini i preruovany fez

- vhodny pro aplikace se stfednimi feznymi rychlostmi

- najhtizevnatejsi materil rady 93xx

- funkéne gradientny substrat s relativne vysokym obsahom pojiva
kobaltovej faze

- silny MT-CVD povlak s unikatnou krycou vrstvou Al203 zarucujicu
vynikajlicu tepelnd, mechanickii a chemicki ochranu podkladového
materialu

- $pecidlna findlna prava povlaku

- obrabanie materidlov skupiny P

- univerzalne pouzitie

- nepriaznivé zéberové podmienky, kontinualny aj prerusovany rez

- vhodny pre aplikacie so strednymi reznymi rychlostami

1 - hlavni oblast pouziti / hlavna oblast pouzitia 0O - daldi pouZiti / dalSie pouZitie 0 - podminéné pouZiti / podmienené pouZitie

280 2/PRAMET



Tabulka ¢. 5

Tabulka €. 5

POVLAKOVANE MATERIALY PRO SOUSTRUZENI - RADA 6000
POVLAKOVANE MATERIALY PRE SUSTRUZENIE - RADA 6000

Mikrostruktura
Mikro$truktura

Skupina
- . obrabénych
Aplikaéni oblasti materiald
Aplikaéné oblasti Skupina
obrabanych
materidlov

Doporucené pouziti
Doporucené pouzitie

6605

10 20 30 40

popis materidlu

- nejotéruvzdoméjsi material fady 6000
- substrat typu H
- unikdtni dudlni povlak naneseny kombinaci metod MTCVD a PVD

s nosnou vrstvou A0,

- obrabéni materialt skupin K dale P a H
- uréen pro dokonéovaci az hrubovaci soustruzeni

kontinudlnim fezem

- vysoké fezné rychlosti (suché obrabéni)
- pfiznivé zbérové podminky

- najoteruvzdomej$i material rady 6000
- substrat typu H
- unikatny dudlny poviak naneseny kombinéciou metéd MTCVD a PVD

s nosnou vrstvou A0,

- obrabanie materiélov skupin K dalej P a H
- urCeny pre dokoncovacie az hrubovacie ststruzenie

s nepreruSovanym rezom

- vysoké rezné rychlosti (suché obrabanie)
- priaznivé zéberové podmienky

6615

popis materialu

- funkéné gradientni substrat s relativné nizkym obsahem kobaltu
- unikétni dudlni povlak naneseny kombinaci metod MTCVD a PVD

s nosnou vrstvou TICN

- dokonéovaci az hrubovaci soustruzeni
- obrabéni materidlt skupin P dale K a podminéné aplikovatelny

i pro skupinu M

- vy$8i fezné rychlosti
- kontinudini a podminéné i mimé prerusovany fez

- funkéne gradientny substrét s relativne nizkym obsahom kobaltu
- unikétny dudlny poviak naneseny kombinéciou metéd MTCVD a PVD

s nosnou vrstvou TICN

- dokonéovacie az hrubovacie ststruzenie
- obrabanie materidlov skupin P dalej K a podmienene aplikovatelny

i pre skupinu M

- vys8ie rezné rychlosti
- kontinudlne a podmienene aj pre mierne prerusovany rez

6630

popis materialu

- nejuniverzalnéjsi material fady 6000

- funkéné gradientni substrat

- stfedni povlak s nosnou vrstvou TICN naneseny metodou MTCVD

- dokoncovaci az hrubovaci soustruzeni

- obrabéni materiald skupin P, M dale K a podminéné aplikovatelny

iprosk.S

- stfedni a podminéné vyssi fezné rychlosti
- kontinuini i preruSovany fez

- najuniverzalnejsi materidl rady 6000
- funkéne gradientny substrat
- stredny povlak s nosnou vrstvou TICN naneseny

metddou MTCVD

- dokoncovacie az hrubovacie ststruzenie
- obrabanie materidlov skupin P, M a dalej K a podmienene aplikovatefny

aj pre skupinu S

- stredné a podmienene vyssie rezné rychlosti
- neprerusovany aj prerusovany rez

B - hlavni oblast pouziti / hlavna oblast pouzitia

2/PRAMET

0O - dal$i pouziti / dalSie pouZzitie

0 - podminéné pouZiti / podmienené pouZitie
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Tabulka ¢. 5 POVLAKOVANE MATERIALY PRO SOUSTRUZENI - RADA 6000

Tabulka &. 5 POVLAKOVANE MATERIALY PRE SUSTRUZENIE - RADA 6000

Skupina
) - . obrabénych el wir
Mikrostruktura Aplikaéni oblasti materiali Doporucené pouziti
Mikrostruktura Aplikacné oblasti Skupina Doporucené pouzitie
obrébanych
materialov

6635

popis materidlu

1 - funkéné gradientni substrat s relativné vysokym obsahem kobaltu
- tenky povlak MTCVD
‘ ‘ ‘ - stiedni a hlavné vy3si priifezy tfisek

- pro obrabéni materiald skupin P a M a podminéné i K
O - niz8i az stfedni fezné rychlosti

- nepfiznivé zébérové podminky a prerusovany fez

- funkéne gradientny substrat s relativne vysokym obsahom kobaltu
- tenky povlak MTCVD
: - stredné a hlavne vysSie prierezy triesok
o o vu - pre obrébanie materidlov skupin P, M a podmienene aj K
. % o8 p pin P, Map j
ﬁmh‘ L NGB e T - nizsie az stredné rezné rychlosti
- nepriaznivé zéberové podmienky a prerusovany rez

n

20 30 40 popis materialu

- substrat bez kubickych karbidu (typ H)

- tenky povlak s nosnou vrstvou TICN naneseny metodou MTCVD

- zejména polohrubovaci a hrubovaci soustruzeni

- zejména pro materidly skupiny P a M, dale pouzitelny i pro skupinu
K a podminéné i S

- nizsi az stfednf fezné rychlosti

- pferuSovany fez a nepiiznivé zabérové podminky

REZNE MATERIALY
REZNE MATERIALY

- substrat bez kubickych karbidov (typ H)

- tenky povlak s nosnou vrstvou TICN naneseny metédou MTCVD

- najma polohrubovacie a hrubovacie sustruzenie

- najmé pre materidly skupin P, M, pouzitelny vSak aj pre skupinu
K a podmienene aj pre S

- nizsie az stredné rezné rychlosti

- prerusovany rez a nepriaznivé zaberové podmienky

Pfi aplikaci material s povlaky nanesenymi metodou MTCVD plati, Ze minimalni hranice posuvu je 0,1 mm.ot’
a pri kombinaci s funkéné gradientnim substratem 0,15 mm.ot"

Pri aplikacii materidlov s povlakmi nanesenymi metédou MTCVD plati, ze minimalna hranica posuvu je 0,1 mm.ot™ a pri
kombinécii s funkéne gradientnym substratom 0,15 mm.ot"

1 - hlavni oblast pouZiti / hlavna oblast pouzitia 0O - daldi pouZiti / dalSie pouZitie 0 - podminéné pouZiti / podmienené pouZitie

262 2/PRAMET



Tabulka ¢. 5 POVLAKOVANE MATERIALY PRO SOUSTRUZENI - RADA 3000, 8000

Tabulka &. 5 POVLAKOVANE MATERIALY PRE SUSTRUZENIE - RADA 3000, 8000

Skupina
) - X obrabénych el v
Mikrostruktura Aplikaéni oblasti materiali Doporucené pouziti
Mikrostruktura Aplikacné oblasti Skupina Doporucené pouzitie
obrébanych
materialov

30 2 5 10 20 30 40 popis materialu

- submikronovy substrat typu H

- multivrstvy PVD povlak s gradientnimi pfechody

- snizené vnitini pnuti v povlaku pfi zvyseni tvrdosti
- zmenseni vrubového opotiebeni na hlavnim bfitu
- dobra provozni spolehlivost

- ztizené zabérové podminky

- submikronovy substrat typu H

- multivrstvy PVD povlak s gradientnymi prechodmi

- znizené vnitorné pnutie v povlaku pri zvyseni tvrdosti
- zmensenie vribového opotrebenia na hlavnom ostri
- dobra prevédzkova spofahlivost

- tazké zaberové podmienky

popis materidlu

- nejotéruvzdomgjsi ¢len fady 8000

- submikronovy substrét bez kubickych karbidt (typ H)
s nizkym obsahem kobaltu

- nanostrukturni povlak naneseny metodou PVD

- pro operace charakterizované vysokou tepelnou zatézi

-z hlediska obrdbénych materialll velmi univerzaini
(vyuzitelny pro v8echny skupiny)

- malé az stfedni priifezy tfisek

- vysoké fezné rychlosti

- stabilni zabérové podminky
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- najoteruvzdornejsi ¢len rady 8000

- submikrénovy substréat bez kubickych karbidov (typ H) s nizkym
obsahom kobaltu

- nanostrukttrmy poviak naneseny metodou PVD

- pre operacie charakterizované vysokou tepelnou zatazou

-z hladiska obrdbanych materidlov velmi univerzélny (vyuzitelny
pre vetky skupiny)

- malé az stredné prierezy triesok

- vysoké rezné rychlosti

‘ - stabilné zaberové podmienky

popis materidlu

- submikronovy substrat typu H

- nanostrukturni povlak naneseny metodou PVD

- kombinuje dobrou otéruvzdornost spolu spolu s dobrou
provozni spolehlivosti

-z hlediska obrébénych materiald velmi univerzaini
(vyuzitelny pro v8echny skupiny)

- stfedni fezné rychlosti

- hordi zbérové podminky

- submikrénovy substrat typu H

- nanostrukttimy poviak naneseny metodou PVD

- kombinuje dobrd oteruvzdornost spolu s dobrou
prevadzkovou spolahlivostou

-z hladiska obrdbanych materidlov velmi univerzélny (vyuZitelny
pre vetky skupiny)

- stredné rezné rychlosti

- horsie zaberové podmienky

0

B - hlavni oblast pouziti / hlavna oblast pouzitia 0O - dal$i pouziti / dalSie pouZzitie 0 - podminéné pouZiti / podmienené pouZitie

2/PRAMET 283



Tabulka ¢. 5 POVLAKOVANE MATERIALY PRO SOUSTRUZENI - RADA 8000

Tabulka &. 5 POVLAKOVANE MATERIALY PRE SUSTRUZENIE - RADA 8000

Skupina
) - X obrébénych el v
Mikrostruktura Aplikaéni oblasti materialii Doporucené pouziti
Mikrostruktura Aplikacné oblasti Skupina Doporucené pouzitie
obrébanych
materialov

8040

10 20 30 40 I popis materialu

- submikronovy substrat bez kubickych karbidu (typ H)

‘ ‘ ‘ s vysokym obsahem kobaltu

| | - nanostrukturni povlak naneseny metodou PVD

‘ ‘ ‘ - pro operace charakterizované vysokou mechanickou zatéz{ bfitu

- obrabéni materidlt skupin M a S a déle P a K
“ - nizké az stfedni fezné rychlosti
o - nestabini z&bérové podminky

- najhizevnatejsi ¢len rady 8000
- submikrénovy substrét bez kubickych karbidov (typ H) s vysokym

obsahom kobaltu
- nanostrukttimy povlak naneseny metédou PVD
- pre operacie charakterizované vysokym mechanickym
|| | zafazenim ostria
- obrdbanie materidlov skupin M a S a dalej P a K

- nizke az stredné rezné rychlosti
- nestabilné zéberové podmienky
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B - hlavni oblast pouziti / hlavna oblast pouzitia 0O - daldi pouZiti / dalSie pouZitie 0 - podminéné pouZiti / podmienené pouZitie

284 2/PRAMET



Tabulka ¢. 5

Tabulka €. 5

MATERIALY PRO SOUSTRUZEN{
MATERIALY PRE SUSTRUZENIE

Mikrostruktura
Mikrostruktira

Aplikaéni oblasti
Aplikacné oblasti

Skupina
obrabénych
materiali
Skupina
obrabanych
materidlov

Doporucené pouziti
Doporucené pouzitie

HF7

10 20

30 40 I

popis materialu

s nizkym obsahem kobaltu
-z hlediska obrdbénych materialdl velmi univerzaini

'ovy material bez karbidti (typ H)

(doporuéovan pro véechny skupiny s vyjimkou P)

- malé az stfedni prifezy tfisek
- stabilni zabérové podminky

obsahom kobaltu

pre vetky skupiny materidlov s vynimkou skupiny P

- malé az stredné prierezy triesok
- stabilné zaberové podmienky

- submikronovy materidl bez kubickych karbidov (typ H) s nizkym

-z hfadiska obrdbanych materialov velmi univerzalny, doporucovany

PB2

popis materialu

- pro dokonovaci i hrubovaci obrabént, vhodny

i pro mirné preruovany fez

- lze pouzit bez chlazeni
- vysoky obsah KBN v PKBN vrstvé
- obrdbéni materiall skupin K a H

- pre dokoncovacie a hrubovacie obrabanie, vhodny

aj pre mierne preruSovany rez

- mozno pouZit bez chladenia
- vysoky obsah KBN v PKBN vrstve
- obrdbanie materidlov skupin K a H

PD1

10 20

popis materidlu

- pro opracovani abrazivnich materialt

- primérna velikost diamantového zma 10 um
- obrabéni materidlt skupiny N

- vysoké fezné rychlosti

- stabilni zabérové podminky

- pre opracovanie abrazivnych materiélov

- priememé vefkost diamantového zma 10 um
- obrdbanie materidlov skupiny N

- vysoké rezné rychlosti

- stabilné zaberové podmienky

B - hlavni oblast pouziti / hlavna oblast pouzitia

2/PRAMET

0O - dal$i pouziti / dalSie pouZzitie

0 - podminéné pouZiti / podmienené pouZitie

285

5
=
[
=
<<
=
‘w
=
N
{h]
o

>

REZNE MATERIALY




